Politechnika Swietokrzyska
WYDZIAL MECHATRONIKI | BUDOWY MASZYN

Zalacznik nr 10a
do Zarzadzenia Rektora nr 35/19
z dnia 12 czerwca 2019 r.

V. Opis programu studiéw

4a Wykaz przedmiotéw zwigzanych z prowadzong w uczelni dziatalnoscig naukowa
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do ktérych przyporzadkowany jest kierunek

studiow
nazwa kierunku studiéw: wzornictwo przemystowe
poziom: | stopien
profil: ogélnoakademicki
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Fizyka techniczna wyk/Ew/lab 45 4 4 0 0 0
Rysunek odreczny lab 45 3 06 | 0,9 0 15
Geometria wykresina wyk/proj 30 2 1 1 0 0
Maszynoznawstwo wyk 15 1 1 0 0 0
Rysunek techniczny wyk/proj 45 4 4 0 0 0
Techniki informacyjne lab 30 2 14 06| 0 0
Mechanika ogélna wyk/éw 45 4 4 0 0 0
Modelowanie 3D proj 15 1 0,7 0,3 0 0
Rysunek odreczny lab 45 3 0,6 0,9 0 15
Podstawy projektowania form : 45
przemystowych wyklproj 4 36040 0
Materiatoznawstwo wyk/ lab 45 4 2 0 2 0
Tworzywa sztuczne i kompozyty wyk/proj 30 2 1 0 1 0
Chemia techniczna wyk/proj 30 2 1 0 1 0
Technlkll wytwarzania, Techniques of wyk 45 4 2 0 2 0
production
Podstawy normalizacji i innowacje wyk 15 1 1 0 0 0
Rysunek odreczny lab 45 3 1075 [105| O 1,2
Podstawy projektowania form roj 30 9 18 | 02 0 0
przemystowych
Metrologia | wyk/éw 30 2 2 0 0 0
Techmlg wytwarzania, Techniques of lab 30 2 1 0 1 0
production
Projektowanie mechatroniczne wyk/proj 30 2 1 0 1 0
Sztuka, przemyst, patenty - wyk/Gw 30 3 1 06|09/ 06]| 09
interdyscyplinarnos¢ wzornictwa
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Wytrzymato$¢ materiatow wyk/éw 45 4 4 0 0
Nanomateriaty wyk/lab 45 3 | 15 |03 |12
Praktyczne i teoretyczne zagadnienia 45
wytwarzania struktur kompozytowych wyk/ lab 3 1,5 | 03 [ 1.2 0
do ksztattowania cech wizualnych
Podstawy grafiki komputerowej iab 15 1 0 1 0 0
rastrowe;
Podstawy grafiki komputerowej lab 1 0 1 0 0
wektorowe; 15
Ochrona wtasnosci intelektualne; wyk 15 1 0,25 [ 0,25 | 0,25 | 0,25
Dziatania wizualne 2D - malarstwo proj 30 2 04 108 ) 0 | 08
Dziatania wizualne 3D - rzezba proj 30 2 0,4 08 0 0,8
Rysunek odreczny lab 45 3 1075 |105] 0 1,2
Metrologia Il, Metrology wyk/lab 45 4 4 0 0 0
Mechanika ptynow wyk/éw/lab 45 3 3 0| 0 0
Wzornictwo przemystowe i unikatowe wyk/éw 30 3 12 | 06 | 1,2 0
Podstawy konstrukcji maszyn wyk/proj 45 4 28 0 12 0
Modelowanie i budowa maszyn wyk/lab 30 2 2 0
Praktyka zawodowa 0 4 24 1,6 0
Przeglad kompyterowych systemow lab 15 1 1 0 0 0
konstruowania i wytwarzania
Projektowanie miejsc uzytecznosci wvkioroi 30 9 9 0 0 0
publicznej / aktywno$ci zawodowej yKiproj
Modelowanie procesow przygotowania lab 30 9 2 0 0 0
produkcji
Komputerowy zapis konstrukcii lab 15 1 1 0 0 0
Projektowanie wnetrz wyk/proj 30 2 14 | 06 0 0
Techniki komputerowe w projektowaniu lab 30 2 0 1,4 0 0,6
Termodynamika wyk/lab 30 2 2 0 0 0
Komputerowe wspomaganie r0j 15 1 08 | 02 0 0
projektowania
Standardy dostepnosci w projektowaniu | - wyk/proj 30 2 0 0
Podstawy elektroniki i elektrotechniki wyk/lab 30 2 0 0
Projektowanie przestrzenne lab 30 2 1 0 1
Komputerowe wspomaganie procesow wyk/lab 30 9 14 0 06 0
technologicznych y ’ ’
Badania nieniszczace wyk/lab 30 2 0,6 0 14 0
Komputerowe wspomaganie proceséw
technologicznych z elementami wyk/proj 45 3 21 0 0,9 0
wzornictwa przemystowego
Technologia budowy maszyn wyk/proj 30 3 3 0 0 0
Proljektowanlle specjalistyczne | - r0j 15 1 025 | 025 | 025 | 025
projektowanie mebla
Wspditrzednosciowa technika wykilab 30 9 2 0 0 0
pomiarowa y
Podstawy projektowania proceséw wykilab 30 2 2 0 0 0
obrébki plastycznej y
Komputerowe metody projektowania wyk/lab 30 2 2 0 0 0
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obrébki plastycznej

wyk/

Metody komputerowe w mechanice lablproj 45 3 3 0 0 0
Zaawansowane systemy CAD Iavt\)/ypkr/oj 45 3 3 0 0 0
ProIJektowanlle specjalistyczne | - oroj 15 1 025 | 025 | 0.25 | 025
projektowanie mebla

Automatyzacja w systemach CAD wyk/lab 30 2 2 0 0 0
Zaawgnsowane zagadnienia wykléw 30 3 21 09 0 0
wzornictwa produktu

Pgdstawy techniki komunikacji lab 15 1 0 07 0 03
wizualnej

Grafika komputerowa wyk/proj 45 3 06 | 24 0 0
T_owaroznawstwo materiatow wykflab 30 2 0 0 9 0
niemetalowych

Projektowanie produktu wyk/éw 45 3 0,9 12 | 09 0
Inzynieria jakoSci wyk/proj 30 2 2 0 0 0
Praca przejéciowa proj 15 1 07 [ 03| 0 0
Komputerowe wspomaganie

projektowania i wytwarzania CAD / wyk/proj 30 2 1,4 0 0,6 0
CAM

Obrabiarki sterowane numerycznie wyk/lab 30 2 2 0 0 0
Zaawansowane technologie

wytwarzania nowych wzoréw wyk/lab 45 4 2,8 0 1,2 0
przemystowych

Proljektowan_le speCJalls,tyczneIII - oroj 15 1 07 | 03 0 0
projektowanie urzadzen technicznych

Podstawy inzynierii odwrotnej wvk/

w wytwarzaniu nowych wzoréw Iaby ol 45 3 3 0 0 0
przemystowych proj

Kryteria pezpleczenstwa w wytwarzaniu wyklproj 30 9 9 0 0 0
urzadzen przemystowych

V\{prowanenle do technik komunikacji wyklproj 30 9 0 1.2 0 08
wizualnej

Zaawanspwane ellementy wzornictwa wyklew 30 9 14 | 06 0 0
maszyn i urzadzen

Zagwaqsovygne metogiy moqelowanla lab 15 1 1 0 0 0
i wizualizacji urzadzen technicznych

Technologie szybkiego prototypowania wyk/lab 30 3 3 0 0 0
Technolclagle.wykonczenlowe wykflab 30 9 1 0 1 0
w wzornictwie przemystowym

Zintegrowane systemy projektowania Iavl\)/}lpkr/oj 45 3 3 0 0 0
Projektowanie komunikacji wizualnej wyk/proj 30 2 0 1,2 0 0,8
Podstawy inzynierii odwrotnej wvk/ 45

w projektowaniu nowych wzoréw Iaby o 3 3 0 0 0
przemystowych proj

Kryteria bezpieczenstwa 30

w projektowaniu urzadzen wyk/proj 2 2 0 0 0
przemystowych

Projektowanie specjalistyczne Il - r0j 15 1 07 | 03 0 0

projektowanie urzadzen technicznych
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Makletowanle i budowa modeli lab 15 1 05 | 05 0 0
fizycznych
Zavyansowape zagadnienia w or0j 30 9 14 | 06 0 0
projektowaniu form przemystowych
Inzynieria powierzchni wyk/lab 30 3 0,9 0 2.1
Podstawy dziatan wizualnych wyk/éw 30 3 15 15 0
Fotografia i cyfrowa obrébka obrazu wyk/lab 30 3 0 2,1 0 0,9
Praca dyplomowa 0 15 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75
Seminarium dyplomowe sem 30 2 14 | 06 0 0
Suma godzin i punktéw ECTS 2160 179 | 107 | 32 | 24 15
ZTW 2160 179 1108,95]30,05|25,15] 14,85
PFP 2160 179 |105,65|34,15|23,45| 15,75
Wynik wyrazony w procentach (w odniesieniu do liczby punktéw ECTS dla 51 15 | 12 7
kierunku), $rednia, %
ZTW| 519 | 143 | 120 | 71
PFP| 50,3 | 163 | 11,2 | 75

Nazwy zakresow:
ZTW - zintegrowane technologie wytwarzania,
PFP- projektowanie form przemystowych.




